


Naturalne piekno przywrdécone
W ciggu jednej wizyty

Initial LiSi Block: nowy bloczek z dwukrzemianu litu
do uzupetnien wykonywanych podczas jednej wizyty

Initial LiSi Block jest w petni skrystalizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, ktéry zapewnia optymalne
wtasciwosci fizyczne bez wypalania. Bloczek cechuja wyjatkowe wtasciwosci oparte na opatentowanej przez
GC technologii HDM (High Density Micronization) uzytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewni¢ wysoka
odporno$é na Scieranie, gtadkie krawedzie i estetyczne efekty koricowe. To sprawia, ze jest to idealne,
oszczedzajgce czas rozwigzanie do leczenia w gabinecie podczas jednej wizyty.
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e Naturalna opalescencja

Po prostu wyfrezuj, wypoleruj i zacementuj

Initial LiSi Block moze znacznie skréci¢ catkowity proces: nie ma potrzeby wypalania, glazurowania,
charakteryzacji i chtodzenia. Pozwala to zaoszczedzi¢ do 40% czasu* potrzebnego do wykonania uzupetnien
protetycznych, a takze skroci¢ Twoj czas pracy oraz czas przebywania pacjenta na fotelu. Wystarczy tylko
wyfrezowad, wypolerowad i zacementowac!

Polerowanie i wykanczanie

40% ZAOSZCZEDZONEGO CZASU

Initial LiSi Block

IPS e.max CAD

0 10 20 30 40 50 60 .
Time (min)

1 Frezowanie 2 Polerowanie wstepne 3 Nakfadanie masy do wypalania ceramiki 4 Krystalizacja 5 Chtodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie 8 Polerowanie koricowe

Zrédto: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie
*Przy warunkach testu w oparciu o Instrukcje uzytkowania.



Trwata estetyka i gtadkie krawedzie

Stabilnos¢ krawedzi Odpornosc¢ na scieranie Odpornosc na kwasy
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Srednia chropowato$¢ pobrzeza (um)
Gteboko$é starcia abrazyjnego (um)

S
llo$¢ rozpuszczonej substancji (ug/cm?)

Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC
LiSi e.max Tessera LiSi e. max Tessera LiSi e. max Tessera
Block CAD Block CAD Block CAD

Zrédlo: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie  Zrédto: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie  Zrédfo: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie
® Zoptymalizowana odpornosé na dziatanie kwasdéw i wytrzymatos$c na Scieranie pomaga zachowacd

estetyke uzupetnien przez dtugi czas.
e Doskonata stabilno$c krawedzi dla uzyskania gtadkich brzegow.

Wieksza precyzja krawedzi brzeznych
Dzieki petnemu skrystalizowaniu przed frezowaniem, Initial LiSi Block moze by¢ od razu frezowany

z zachowaniem gfadkich i precyzyjnie dopasowanych krawedzi. Mozna go réwniez wypalac¢ po malowaniu,
zachowujgc doskonatg doktadnos¢ krawedzi brzeznych.

Initial LiSi Block
Initial LiSi Block (Pomalowane IPS
Szczelina brzezna (Wypolerowane) i wypalona glazura) e.max CAD
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Zrédto: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie

Uzupetnienie z Initial LiSi Block w swietle
bezposrednim i posrednim.

Naturalna opalescencja

Initial LiSi Block jest dostepny w wersji o wysokiej przeziernosci (HT)
oraz niskiej przeziernosci (LT) i oferuje naturalng opalescencje w kazdym
Swietle.

Wybierz preferowang procedure
wykanczania

Doskonaty potysk mozna uzyskaé w ciggu kilku minut tylko poprzez polerowanie, po czym uzupetnienie
jest gotowe do osadzenia. W przypadkach wymagajacych szczegdlnej estetyki mozna osiaggnagé niezwykte
rezultaty stosujgc GC Initial IQ Lustre Pastes ONE i Initial Spectrum Stains.

Dzieki uprzejmosci: Dr Javier Tapia Guadix, Hiszpania
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LiSi Block

Zalecenia dotyczace preparadji

6,O°1‘0 . 1,0mm 6,0° 1.5mm 1,5 mm 1,5mm
%
1,2mm 1,2mm
1,0 mm 1,0 mm

1,0mm 1,0mm 1,0mm

Wktady / naktady Korony petne

e Kat nachylenia sciany ubytku: 6° w stosunku * Kat nachylenia scian: 6~10° stozek

do osi dtugiej e Preparacja z wyraznym stopniem typu deep

« Preparacja ze stopniem chamfer lub round chamfer

Rekomendacje dotyczace

cementu

W przypadku Initial LiSi Block zalecane jest
cementowanie adhezyjne. Zaréwno G-CEM ONE jak
i G-CEM LinkForce firmy GC moga by¢ stosowane
do kazdego rodzaju wskazan przy uzyciu Initial LiSi
Block.

Funkcja spotyka sie z estetyka

«Jestem totalnie podekscytowany hY «Uwielbiam opalescencje LiSi Block,
naturalng opalescencjg i dopaso- [ = a co za tym idzie stabilnos¢ koloru
waniem kolorystycznym LiSi Block i doskonate dopasowanie.»
w wersji HT.» g 3 Dr Christian Lampson

Al | o

MDT Christian Hannker, Niemcy

Niemcy

Dzieki uprzejmosci: MDT Marco Muttone, Dr Alessandro lorio, Wtochy



Technologia HDM dla stomatologii CAD/CAM
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></i\> A A A é W 2016 roku, wraz z Initial LiSi Press, GC wprowadzito technologie
% - i< HDM (High Density Micronization), ktéra wykorzystuje réwnomiernie
< ? rozproszone mikrokrysztaty dwukrzemianu litu do wypetnienia catej
“&A " (;? szklanej matrycy, zamiast stosowania tradycyjnych krysztatéw o wiekszych
SO e Nl "&4\/ rozmiarach. Skutecznos¢ kliniczna tej technologii zostata potwierdzona
P T o : o 0
bzs/w:) _37/\ po 5-ciu latach stosowania w praktyce klinicznej".

B ' . _ - _ _ ' Wytrzymatos¢ dwuosiowa (MPa)
Aby zapewni¢ szybkie rozwigzania dla stomatologii opartej na jednej

wizycie, GC rozwineto technologie HDM dla stomatologii CAD/CAM 200
poprzez optymalizacje rozmiaru krysztatu i sztywnosci matrycy szklane;. 400
Zastosowanie te] nowej technologii pozwolito osiggnac jednoczesnie £C0
dobre przetwarzanie, integralno$¢ brzezng, polerowalnoséiodpornosc 200
na $cieranie. Rezultatem jest mocny i tatwy do frezowania bloczek, 100
ktory oferuje takg sama wytrzymatosé z lub bez wypalania. 0

Initial LiSi Initial LiSi Block

Block (Pomalowane

(Wypolerowane) i wypalona glazura)

Zrédto: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie

Konwencjonalny dwukrzemian litu Technologia HDM dla CAD/CAM
(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Zwiekszona sztywnos¢
matrycy szklanej zapewniajaca
wysoka wytrzymatosé mechaniczng

Drobniejsze krysztaty utatwiajag
frezowanie i zapewniajg wysokg
odporno$é na scieranie

Zrédito: GC R&D, Japonia, dane dostepne na zyczenie

Proces pracy

Dziegki uprzejmosci: Prof. Matteo Basso, Wtochy

Skanowanie Projektowanie

Polerowanie Kondycjonowanie Cement Efekt korncowy



Opakowania

Initial LiSi Block

Uchwyt CEREC, rozmiar 14
Numer artukutu Odcien
012919 A1 HT
012920 A2 HT
Wysoka 012921 A3 HT
A "HT @I H H ©H =& 012922 B1HT
2 ATHT  A2HT  A3HT  B1HT 012923 A1 LT
;% 012924 A2 LT
f 1 HE EH = | 012925 A3 LT
Niska AILT  A2LT  A3LT  BILT 012926 B1LT

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.

Am J Dent. 33(6):291-295.

*IPS e.max CAD i Celtra Duo nie sg znakami towarowymi GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial™ LiSi Press, Initial™ |Q Lustre Pastes ONE i Initial™ Spectrum Stains sg znakami towarowymi GC.
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